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En el proceso electrolítico de cobre se obtienen cátodos de alta pureza; Sin embargo, existe un aumento importante en la concentración de las especies presentes en el sistema como son Fe, As, Bi, Sb, Te, Se, Au, afectando la calidad del cobre. El arsénico es una de las especies que ocasiona mayor problema en el proceso, debido a que su presencia provoca que el Cu obtenido no tenga la ductibilidad y maleabilidad requerida para cobre de alta pureza. Por otra parte, el arsénico es altamente tóxico y peligroso para el ser humano. De acuerdo a las normas ambientales que son cada vez más estrictas, es importante el desarrollo de metodologías para abatir su concentración de los baños electrolíticos de cobre. Si bien, existe la aplicación de diversas técnica para la eliminación de arsénico siendo la de nuestro interés la técnica de membranas líquidas soportadas. Las membranas juegan un papel importante en los procesos de separación actuando como barrera selectiva entre dos fases, permitiendo el paso de algunos componentes y reteniendo otros de una mezcla. Los resultados obtenidos muestran buenos porcentajes de eliminación de arsénico.


























